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Resumen

Los limites tecnoldgicos en la miniaturizacion de dispositivos electrénicos y mecanicos
dependen de la periodicidad minima con que se pueden de fabricar estructuras estables en
condiciones ambiente. Presentamos un método de nanolitografia mediante microscopio de
fuerzas que permite la fabricacion de nanoestructuras de naturaleza organica con una resolucion
de 2 nm y una periodicidad de 6nm en condiciones ambiente [1].

Este método de nanofabricacion, se basa en el confinamiento de una reaccion electroquimica
en el interior de un menisco de octano de tamafio nanométrico formado entre la punta
conductora del AFM y una superficie de Si (100) en condiciones ambiente [2]. Mediante la
aplicacion de un elevado campo eléctrico (~10V/nm) se produce la polimerizacion de las
moléculas de octano en el interior del menisco [3]. Las nanoestructuras poliméricas formadas
se depositan sobre la superficie de Si bajo el menisco, que confina lateralmente el proceso [4].

Los patrones disefiados mediante este método de nanolitografia exhiben las periodicidades
mas cercanas a los limites tedricos de la nanofabricacion en aire (~3 nm) conseguidas hasta
ahora. La composicion quimica de los motivos fabricados ha sido caracterizada mediante
espectroscopia de fotoemision. También demostramos cémo mediante la nanofabricacion en
paralelo es posible escalar este proceso local de litografia hasta permitirnos litografiar
superficies de cm? en pocos segundos [5].
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Figuras:

Esquema y resultado de la fabricacion de nanoestructuras poliméricas mediante el microscopio de
fuerzas (izquierda) y la nanofabricacion en paralelo (derecha).
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